
EDI膜块供应

产品名称 EDI膜块供应

公司名称 北京博元佳恒环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市通州区嘉创路5号

联系电话 86-01057185969 13381160178

产品详情

 edi装置将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成edi单元。
edi组件中将一定数量的edi单元间用网状物隔开，形成浓水室。又在单元组两端设置阴/阳电极。
在直流电的推动下，通过淡水室水流中的阴阳离子分别穿过阴阳离子交换膜进入到浓水室而在
水室中去除。而通过浓水室的水将离子带出系统，成为浓水. edi设备一般以反渗透（ro）纯水作
为edi给水。ro纯水电导率一般是40-2μs/cm（25℃）。edi纯水电阻率可以高达18 mω.cm(25℃)，
但是根据去离子水用途和系统配置设置，edi纯水适用于制备电阻率要求在1-18.2mω.cm(25℃)的纯水。
产品名称：edi膜块 产品规格：1-1000t/h
产品备注：edi装置将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成edi单元。

 

edi 系统概述

半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路及封装、液晶显示、高精度线路板、光电器件、各种电子器
件、微电子工业、超大规模集成电路需用大量的高纯水、超纯水清洗半成品、成品。集成电路的集成度
越高，对水质的要求也越高。目前我国电子工业部把电子水质技术分为五个行业标准，分别为1mω.cm
、5mω.cm、10mω.cm、16mω.cm、18mω.cm，以区分不同水质。 制备电子工业用超纯水的工艺流程
电子行业制备超纯水的工艺大致分成以下几种： 1、采用离子交换树脂制备超纯水的其基本工艺流程为
：原水→原水箱→原水泵→多介质过滤器→保安过滤器→阳床→阴床（复床）→混床→纯水箱→纯水泵
→后置精密过滤器→用水点 2、采用反渗透水处理设备与离子交换设备其基本工艺流程为：原水→原水
箱→原水泵→多介质过滤器→保安过滤器→高压泵→反渗透设备→ro水箱→混床泵→混床→纯水箱→纯
水泵→后置精密过滤器→用水点 3、采用反渗透水处理设备与电去离子（edi）设备，这是一种制取超纯
水的最新工艺，也是一种环保，经济，发展潜力巨大的超纯水制备工艺，其基本工艺流程为：原水→原
水箱→原水泵→多介质过滤器→精密过滤器→高压泵→反渗透设备→ro水箱→（edi）泵→保安过滤器→
紫外线→电去离子（edi）→纯水箱→纯水泵→后置精密过滤器→用水点 ｅｄｉ的基本工作原理 ｅｄｉ(
ｅｌｅｃｔｒｏ-ｄｅ-ｉｏｎｉｚａｔｉｏｎ)是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技
术(电渗析技术)相结合的纯水制造技术。该技术利用离子交换能深度脱盐来克服电渗析极化而脱盐不彻
底,又利用电渗析极化而发生水电离产生ｈ和ｏｈ离子实现树脂自再生来克服树脂失效后通过化学药剂再
生的缺陷,是20世纪80年代以来逐渐兴起的新技术。经过十几年的发展,ｅｄｉ技术已经在北美及欧洲占据



了相当部分的超纯水市场。 ｅｄｉ装置包括阴/阳离子交换膜、离子交换树脂、直流电源等设备。其中阴
离子交换膜只允许阴离子透过,不允许阳离子通过,而阳离子交换膜只允许阳离子透过,不允许阴离子通过
。离子交换树脂充夹在阴 阳离子交换膜之间形成单个处理单元,并构成淡水室。单元与单元之间用网状物
隔开,形成浓水室。在单元组两端的直流电源阴 阳电极形成电场。来水水流经淡水室,水中的阴
阳离子在电场作用下通过阴 阳离子交换膜被清除,进入浓水室。在离子交换膜之间充填的离子交换树脂大
大地提高了离子被清除的速度。同时,水分子在电场作用下产生氢离子和氢氧根离子,这些离子对离子交换
树脂进行连续再生,以使离子交换树脂保持最佳状态。ｅｄｉ装置将给水分成三股独立的水流:纯水、浓水
、和极水。纯水(90%-95%)为最终得到水,浓水(5%-10%)可以再循环处理,极水(1%)排放掉。图2表示了ｅ
ｄｉ的净水基本过程。 ｅｄｉ装置属于精处理水系统,一般多与反渗透(ｒｏ)配合使用,组成预处理、反渗
透、ｅｄｉ装置的超纯水处理系统,取代了传统水处理工艺的混合离子交换设备。ｅｄｉ装置进水要求为
电阻率为0.025-0.5ｍω�ｃｍ,反渗透装置完全可以满足要求。ｅｄｉ装置可生产电阻率高达18ｍω�ｃ
ｍ以上的超纯水。 3．ｅｄｉ装置的特点 ｅｄｉ装置不需要化学再生,可连续运行,进而不需要传统水处理
工艺的混合离子交换设备再生所需的酸碱液,以及再生所排放的废水。其主要特点如下:
图2.ｅｄｉ的净水基本过程 �连续运行,产品水水质稳定 �容易实现全自动控制 �无须用酸碱再生
�不会因再生而停机 �节省了再生用水及再生污水处理设施 �产水率高(可达95%)
�无须酸碱储备和酸碱稀释运送设施 �占地面积小 �使用安全可靠,避免工人接触酸碱
�降低运行及维护成本 �设备单元模块化,可灵活的组合各种流量的净水设施 �安装简单、费用低廉
�设备初投资大 4.ｅｄｉ装置与混床离子交换设备比较 ｅｄｉ装置与混床离子交换设备属于水处理系统
中的精处理设备,下面将两种设备在产水水质、投资量及运行成本方面进行比较,来说明ｅｄｉ装置在水处
理中应用的优越性。 (1)产水水质比较 ｅｄｉ装置是一个连续净水过程,因此其产品水水质稳定,电阻率最
高可达18.25ｍω�ｃｍ,达到超纯水的指标。混床离子交换设施的净水过程是间断式的,在刚刚被再生后,
其产品水水质较高,而在下次再生之前,其产品水水质较差。 (2)投资量比较 与混床离子交换设施相比ｅｄ
ｉ装置投资量要高约20%左右,但从混床需要酸碱储存、酸碱添加和废水处理设施及后期维护、树脂更换
来看,两者费用相差在10%左右。随着技术的提高与批量生产,ｅｄｉ装置所需的投资量会大大的降低。另
外,ｅｄｉ装置设备小巧,所需厂房远远小于混床。 (3)运行成本比较 ｅｄｉ装置运行费用包括电耗、水耗
、药剂费及设备折旧等费用,省去了酸碱消耗、再生用水、废水处理和污水排放等费用。 在电耗方面,ｅ
ｄｉ装置约0.5ｋｗｈ/ｔ水,混床工艺约0.35ｋｗｈ/ｔ水,电耗的成本在电厂来说是比较经济的,可以用厂用
电的价格核算。 在水耗方面,ｅｄｉ装置产水率高,不用再生用水,因此在此方面运行费用低于混床。
至于药剂费和设备折旧费两者相差不大。 总的来说,在运行费用中,ｅｄｉ装置吨水运行成本在1.8元左右,
常规混床吨水运行成本在3.2元左右,高于ｅｄｉ装置。因此,ｅｄｉ装置多投资的费用在1-2年内完全可以
回收。 5.结论 ｅｄｉ装置属于水精处理设备,具有连续产水、水质高、易控制、占地少、不需酸碱、利于
环保等优点,具有广泛的应用前景。随着设备改进与技术完善以及针对不同行业进行优化,初投资费用会大
大降低。可以相信在不久的将来会完全取代传统的水处理工艺中的混合离子交换系统。
6.ｅｄｉ技术的应用 ｅｄｉ技术在国外广泛的应用有十几年的时间,大多用于制药行业、微电子行业、发
电工业和实验室。在表面清洗、表面涂装、电解工业和化工工业的应用也日趋广泛。 ｅｄｉ技术的应用
1、制药行业、微电子行业、发电工业和实验室。
2、在表面清洗、表面涂装、电解工业和化工工业的应用也日趋广泛。  
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